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Тугоплавкие интерметаллиды системы  Zr-

Ni и сплавы на их основе представляют 
несомненный интерес в качестве покрытий, 
конструкционных материалов и материалов-
накопителей электрода [1-3]. При эксплуатации 
они подвергаются окислительному действию 
окружающих сред, в т.ч. и агрессивных 
щелочных электролитов [4]. 

В работе были исследованы следующие 
интерметаллиды: Zr2Ni (тетрагональная струк-
тура типа С16), ZrNi (орторомбической струк-
туры типа CrB) и ZrNi5 (кубическая структура 
С15в, производная фазы Лавеса) [4].  

Сплавы изготавливали плавкой в дуговой 
печи на медной водоохлаждаемой подине в 
атмосфере очищенного аргона на основе иодид-
ного циркония и никеля марки Н-1.  

Процесс окисления полученных образцов 
проводили электрохимическим методом по-
лучения анодных потенциодинамических 
поляризационных кривых на потенциостате 
ПИ-50-1 (рис.). Приведенные потенциалы даны 
по отношению к стандартному насыщенному 
хлорсеребряному электроду сравнения. 
Образцы тщательно шлифовали непосредст-
венно перед электрохимическими исследовани-
ями.  
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Рисунок – Анодные поляризационные кривые 
Zr2Ni (1), ZrNi (2) и ZrNi5 (3) в 30 % КОН 

Интерметаллиды Zr2Ni и ZrNi (кривые 1-2) 
при Е > Естац образуют области пассивности. 
Эти участки распространяются на 820 мВ для 
Zr2Ni и на 700 мВ для ZrNi, что объясняется 
образованием пленки с низкой электропровод-

ностью. Интерметаллид ZrNi5 (кривая 3) в об-
ласти потенциалов от Естац до Е = – 0,25 В начи-
нает активно окисляться, а пассивирующая 
пленка в начале процесса здесь не образуется. 
При Е > – 0,25 В происходит пассивация по-
верхности ZrNi5 за счет образования оксидных 
пленок, скорость окисления снижается в 6-7 раз 
вплоть до Е = 0,25 В, а затем резко возрастает 
вследствие реакции: 

4ОН– → 2Н2О+О2↑+4е– . 
 

При этих же значениях потенциалов эта 
реакция протекает и в случае ZrNi, но для  
Zr2Ni она реализуется при более отрицательных 
потенциалах (начиная с Е = 0,13 В). 

Установлено, что скорость анодного 
окисления в 30 % растворе КОН для интер-
металлидов системы ZrNi в начальной стадии     
процесса возрастает в ряду Zr2Ni→ZrNi→ZrNi5 
соответственно увеличению содержания никеля 
в интерметаллиде. 

Наиболее стойкими к окислению в дан-ных 
условия являются сплавы Zr2Ni и ZrNi за счет 
образования в начальной стадии процесса 
пассивирующей поверхностной пленки. 
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